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Patent trwa od dnia 18 maja 1959 r.

Przedmiotem wynalazku jest przyrzad do
czesania i pielegnacji wloséw, posiadajacy po-
sta¢ dowolnego ksztaltu grzebienia lub szczotki
i majacy na celu zwalczanie choréb wloséw
zwlaszcza wywolanych przez grzyby pasozyl-
nicze.

Choroby te uporczywe i bardzo trudne do
wyleczenia sg powodem powstawania tysiny.

Wszystkie metody leczenia ich nie dajg za-
dowalajacych wynikéw, przy czym choroby
wloséw raczej doznajg ostatnio nasilenia i ly-
sina staje sie obecnie zjawiskiem coraz bar-
dziej powszechnym.

Powyzej wymienionym zjawiskom zapobie-
ga w znacznym stopniu przyrzad do czesania
i pielegnowania wlos6w wedlug wynalazku,
polegajacy na zastosowaniu do jego wyrobu
miedzi z domieszkami wzmacniajacymi wlosy
i zatruwaigcymi grzyb, wystepujacy na wlo-
sach glowy.

Doswiadczenia wykazaly, Zze najlepsze wyniki
uzyskuje sie wykonujgc grzebien lub szczotke,
a przynajnmiej te cze$ci tych przyrzadéw, kté-
re przy czesaniu stykajg sie bezposrednio z wlo-

sami, ze stopu miedzianego, zawierajgcego nie-
duze iloSci bizmutu i arsenu.

Stwierdzono, ze najkorzystniej jest dodaé do
miedzi do 0,1% bizmutu i do 0,2% arsenu. Nie- -
zaleznie od tych domieszek korzystnie jest za-
stosowa¢ w powyzszym stopie cynk, zelazo
i mangan, ktére to dodatki wzmagajg grzy-
bobdjcze dziatanie miedzi. Jako miedz korzy-
stnie jest stosowaé miedz elekrolityczng.

Zastrzezenia patentowe

1. Przyrzad do czesania i pielegnacji wloséw.
znamienny tym, ze przynajmniej te jego
czedci, ktére przy czesaniu lub pielegnacji
wloséw stykajg sie bezpoérednio z wiosami
glowy, s3 wykonane ze stopu miedzi z ar-
senem i bizmutem.

2. Przyrzad wedlug zastrz. 1, znamienny . tym,
ze stop miedzi zawiera ponadto cynk, Zze-
lazo i mangan. o

Antoni Nowakowski,
Zastepca: inz. J. Felkner,

rzecznik patentowy
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